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(57) Abstract: The invention relates to a method 
and device for cleaning at least one process cham- 
ber (7) that is used for coating at least one substrate 
(3), especially a glass substrate. According to the 
invention, the at least one process chamber (7) is 
flushed with a conditioned bleed gas (15) prior to 
a coating process. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 
betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer 
(7) zum Beschichten wenigstens eines 
Substrats (3), insbesondere aus Glas, wobei die 
wenigstens eine Prozesskammer (7) vor einem 
Beschichtungsvorgang mit einem konditionierten 
Spulgas (15) gespult wird. 



WO 2005/061132 Al I QUI IIIIIIH 0 HIIII IIM Hill III) I U ID IIIII IIIII Mil Hill IIIII (ill DIIID III] IIII Oil 



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, jur 
jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): AREPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 
ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, B J, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



Veroflentlicht: 

— mit internal ionaiem Recherchenbericht 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



